
２０１３年３月期第２四半期決算説明会資料
～電子デバイスシステムの好調により、２Ｑ累計営業利益は１６０億円を達成～

2012/10/25

執行役社長 久田 眞佐男
執行役常務 西田 守宏

Copyright©2012 Hitachi High-Technologies Corporation All Rights Reserved.

執行役常務 西田 守宏



Contents

２０１３年３月期第２四半期決算説明会資料

ⅠⅠ ２０１３年３月期第２四半期累計期間 決算概要２０１３年３月期第２四半期累計期間 決算概要

ⅡⅡ ２０１３年３月期 経営方針と進捗状況２０１３年３月期 経営方針と進捗状況

ⅢⅢ ２０１３年３月期 業績予想２０１３年３月期 業績予想

年 月期 捗年 月期 捗

ⅢⅢ ２０１３年３月期 業績予想２０１３年３月期 業績予想

ⅣⅣ 参考：データ集参考：データ集

Copyright©2012 Hitachi High-Technologies Corporation All Rights Reserved. 2



ⅠⅠ ２０１３年３月期第２四半期累計期間 決算概要２０１３年３月期第２四半期累計期間 決算概要

（注）ＹＹ/ＭはＹＹ年Ｍ月期を表しています。
（e）は、前回予想（２０１２年７月公表値）

Copyright©2012 Hitachi High-Technologies Corporation All Rights Reserved. 3



２０１３年３月期第２四半期累計期間決算（ハイライト）

当期実績
前年同期比 前回予想比

（億円）

売 上 高 ３,１０７

当期実績
増減額

△１０８ △２３

増減額

前年同期比 前回予想比

増減率 増減率

△３％ △１％

営業利益

経常利益

１６０

１６５

＋３７

＋４０ ＋２８

＋２５＋３０％

＋３２％ ＋２１％

＋１８％

経常利益

当期利益

１６５

１１１

＋４０

＋３２

＋２８

＋２６

＋３２％

＋４１％

＋２１％

＋３１％

一株利益 ８０円７７銭 ＋２３円３９銭

一株配当 １０円００銭 △１０円００銭 ±００円００銭

＋１８円９７銭

一株配当 １０円００銭 △１０円００銭 ±００円００銭

ＦＣＦ ＋３８ △６１ ＋１１

Copyright©2012 Hitachi High-Technologies Corporation All Rights Reserved. 4

・前回予想（２０１２年７月公表値）



２０１３年３月期第２四半期累計期間決算（偏差説明）

売上高・営業利益 偏差説明（２０１２年７月１Ｑ決算発表時比較）

電子デバイスシステム： 評価装置の出荷増等により７億円増加

フ インテ クシステム： ＨＤ関連製造装置の投資計画延伸等により６億円減少

売上高 （３,１３０億円 → ３,１０７億円 △２３億円）

ファインテックシステム： ＨＤ関連製造装置の投資計画延伸等により６億円減少

科 学 ・ 医 用 シ ス テ ム ： 海外市場向け医用分析装置の出荷前倒し等により２０億円増加

産 業 ・ I T シ ス テ ム ： 新興国市場向け自動車の需要増による自動組立システムの
好調等により１２億円増加好調等により１２億円増加

先 端 産 業 部 材 ： 民生機器用部材の需要減等により６０億円減少

営業利益 （１３５億円 → １６０億円 ＋２５億円）

電子デバイスシステム： 上記の理由に加え、操業度改善等より１４億円増加

科 学 ・ 医 用 シ ス テ ム ： 上記と概ね同様の理由により１０億円増加科 学 医 用 シ ス テ ム ： 上記と概ね同様の理由により１０億円増加
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２０１３年３月期第２四半期累計期間決算（売上高）

（億円） 前年同期比

売上高

4,000

3 130
3,216

△３％

3 1073,130

623

79

電子デバイスシステム＋１８％

△３６％

3, 6

115 ファインテックシステム

532

3,107

630

74

2,000

525

科学・医用システム

産業・ITシステム△１１％603

680
＋７％654

538

700

525

1,258 先端産業部材△１２％1,357 1,198

0
11/1H 12/1H(e) 12/1H
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（注）合計にはセグメント間の内部取引の消去等が含まれております。



２０１３年３月期第２四半期累計期間決算（営業利益）

営業利益

（億円） 前年同期比

250

電子デバイスシステム

＋３０％

＋９７％160

135

123

100
58

114

△５％ 科学・医用システム

ファインテックシステムー％
（△５億円）

135

88 74

2 1

84

4

△５％

＋１０４％

科学 医用システム

産業・ＩＴシステム

△22

7

△29

7
2 1

0
△28

4
4

△４４％ 先端産業部材

△50
11/1H 12/1H(e) 12/1H

Copyright©2012 Hitachi High-Technologies Corporation All Rights Reserved. 7

（注）合計にはセグメント間の内部取引の消去等が含まれております。



２０１３年３月期第２四半期累計期間決算（貸借対照表〔要約〕）

流動資産 ３,３９８ △１３９ 流動負債 １,３８４ △２３２

２０１２年９月末 （億円）
１２/３末比１２/３末比

現預金、関係会社預け金 １,３２２ ＋１０１ 支払手形および買掛金 ９３１ △１２４

受取手形および売掛金 １,１７７ △１２３ その他 ４５３ △１０８

たな卸資産 ６６２ △２４ 固定負債 ２８１ ＋５

その他 ２３８ △９３ 退職給付引当金 ２７１ ＋６

固定資産 ８８３ 他 １０固定資産 ８８３ △１ その他 １０ △１

有形固定資産 ６１２ ＋１５ 純資産 ２,６１６ ＋８６

無形固定資産 ６４ ＋１ 株主資本 ２ ６４１ ＋９７無形固定資産 ６４ ＋１ 株主資本 ２,６４１ ＋９７

投資その他の資産 ２０７ △１８
その他の包括利益
累計額合計

△２８ △１２

少数株主持分 ３ ＋０

資産合計 ４,２８１ △１４１ 負債および純資産合計 ４,２８１ △１４１
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・一株当たり純資産 １,９００円１３銭（１２／３末比 ＋６２円２９銭）

・自己資本比率 ６１.０％（１２／３末比 ＋３.９％）



２０１３年３月期第２四半期累計期間決算
（キャッシュ・フロー計算書〔要約〕）

営業活動による
キャッシュ・フロー

＋８５
財務活動による
キャッシュ・フロー

△１４

（億円） １２/１Ｈ １２/１Ｈ

キャッシュ フロ キャッシュ フロ

税引前利益 ＋１６３ 配当金の支払 △１４

減価償却費 ＋３７ その他 △０減価償却費 そ 他

運転資金 ＋７ 換算差額 △１７

法人税等支払額 △７９法人税等支払額 △７９

その他 △４４

投資活動による投資活動による
キャッシュ・フロー

△４７

有価証券の取得・売却 ＋１４ 現金および現金同等物

１２/１Ｈ

固定資産取得・売却 △７０

その他 ＋９

期首残高 １,２１６

増減額 ＋７
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フリー・キャッシュ・フロー ＋３８ 期末残高 １,２２３



ⅡⅡ ２０１３年３月期 経営方針と進捗状況２０１３年３月期 経営方針と進捗状況
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２０１３年３月期 経営方針と進捗状況①

１．成長分野へのリソースシフトによる事業ポートフォリオの強化

自社製品部門

２０１２年６月に拠点集約を実施 固定費削減や成長分野への

新製品開発等により大手顧客からの新規受注を確保（半導体検査装置・実装装置)
（電子デバイスシステム）

２０１２年６月に拠点集約を実施、固定費削減や成長分野への
リソースシフト等の事業構造改革を継続推進
（ファインテックシステム）

プＭ＆Ａを含めた製品ラインアップの拡充とコア技術の拡大を積極推進
（科学・医用システム）

商事部門

民生系電子デバイス分野から社会イノベーション、
環境 新エネルギ 分野へのシフト

日立グループの社会イノベーション事業への貢献
（日立Ｇｒグローバル営業・調達）

環境・新エネルギー分野へのシフト

環境 新 ネ ギ 関連事業の早期立ち上げ

Copyright©2012 Hitachi High-Technologies Corporation All Rights Reserved. 11

環境・新エネルギー関連事業の早期立ち上げ
（リソース結集・プロジェクト体制構築）



２０１３年３月期 経営方針と進捗状況②

２．グローバル事業の拡大

製造・開発機能の拡充

中国（蘇州）の工場建屋拡張による

製造・開発機能の拡充

大連工場での新興国向け汎用分析装置の
一貫生産開始（２０１２年度）

米国プロセスエンジニアリングセンタ設立による
大手顧客近郊での次世代技術の先行開発推進（２０１４年度）

中国（蘇州）の工場建屋拡張による
グループワイドでの活用拡大（２０１３年度）

日立儀器(大連)有限公司 開発中心
大手顧客近郊での次世代技術の先行開発推進（２０１４年度）

優良顧客とのコラボレーションの深化と日立グループ商社としての
グローバルな活動を継続推進

３．開発のスピードアップによる事業創造の推進

Ｃプロジェクトの継続推進Ｃプロジェクトの継続推進
（２０１２年度新規テーマ：
球状太陽電池スフェラー®関連事業）

日立製作所各研究所との連携による環境
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日立製作所各研究所との連携による環境・
新エネルギー、ライフサイエンス等のＲ＆Ｄ推進

球状太陽電池スフェラー®を組み込んだ
シースルーガラス



ⅢⅢ ２０１３年３月期 業績予想２０１３年３月期 業績予想

（注）ＹＹ/ＭはＹＹ年Ｍ月期を表しています。
（e）は、前回予想（２０１２年４月公表値）
（e１）は、今回予想（２０１２年１０月公表値）
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（億円）

２０１３年３月期業績予想（ハイライト）

当年度予想
増減額

前回予想比

増減率

（億円）

増減額

前年同期比

増減率

売 上 高 ６,４００

営業利益 ３００

△２００

±０

△３％

±０％

△５９

＋４５

△１％

＋１８％

経常利益

当期利益

３００

２０２

＋６

＋１４

＋２％

＋７％

＋３８

＋５９

＋１４％

＋４２％当期利益 ２０２ ＋１４

一株利益 １４６円８７銭

株配当 ２０円００銭 ±００円００銭

＋１０円１８銭

＋７％＋５９

△１０円００銭

＋４３円１６銭

＋４２％

一株配当 ２０円００銭 ±００円００銭

ＲＯＥ ７.７％ ＋０.５％

△１０円００銭

＋２.０％

ＦＩＶ ＋５９ ＋２

ＦＣＦ ＋１００ ±０

＋２６

△８３
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・前年度の一株配当には、日立ハイテク創立１０周年記念配当金１０円含む
・想定レート：１ＵＳＤ＝８０円、１ＥＵＲ＝１００円



２０１３年３月期業績予想（売上高）

（億円） 前年同期比

売上高

8,000

6,459

△１％

6 400
6,600

電子デバイスシステム＋２０％

△３０％

,

230 ファインテックシステム

1,024

6,400

1,232

161

1,150

200

1 349

4,000

科学・医用システム

産業・ITシステム△１０％1,217

△１１％1,471

1,096

1,306

1,111

1,349

先端産業部材＋１％
2,612

2,645
2,901

0
12/3 13/3(e) 13/3(e1)
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（注）合計にはセグメント間の内部取引の消去等が含まれております。



２０１３年３月期業績予想（営業利益）

営業利益

（億円） 前年同期比

400

電子デバイスシステム

＋１８％

＋８０％

300
255 300

106 190

△３０％ 科学・医用システム

ファインテックシステムー％
（＋２６億円）

159

210

147

△３０％

△４％

科学 医用システム

産業・ＩＴシステム
158

△63

11
14

0
△37

17
13

＋４７％ 先端産業部材

△11
17
12

△63

△100
12/3 13/3(e) 13/3(e1)
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（注）合計にはセグメント間の内部取引の消去等が含まれております。



２０１３年３月期業績予想（電子デバイスシステム）①

事業環境

半導体デバイス市場場

■ モバイル関連の高成長(スマートフォン出荷数前年比＋４９％、タブレット
出荷数前年比＋８０％)に支えられ最先端ＡＳＳＰ、組込ＮＡＮＤが伸張

■１２年度ＰＣ出荷数量は前年比＋０ ２％の低成長 このため汎用ＤＲＡＭは■１２年度ＰＣ出荷数量は前年比＋０.２％の低成長。このため汎用ＤＲＡＭは
余剰在庫。モバイル機器向低電力ＤＲＡＭのみ伸張。ＭＰＵも減速傾向

半導体製造装置市場半導体製造装置市場

■ １２年度装置市場は、ファウンドリ大手（韓・台）が２８ｎｍ微細化投資を
積極的に実施。ＰＣ減速の影響によるＤＲＡＭ投資の抑制やＮＡＮＤ
売価ダウンによる生産調整の影響を受け 前年度比△１０％と想定売価ダウンによる生産調整の影響を受け、前年度比△１０％と想定

■ 先端モバイル機器であるスマートフォン・タブレットの急成長は続き、
ＰＣ生産量は横ばいとなるため、１３年度の市場は１２年度並みと予想

■ １２年度はスマートフォン向け需要が前年比１７％成長したが、ＰＣ向け
需要台数は１５％減少

実装装置市場

Copyright©2012 Hitachi High-Technologies Corporation All Rights Reserved. 17

需要台数は１５％減少
■ 高速マウンタ市場全体では４％成長と予想



２０１３年３月期業績予想（電子デバイスシステム）②

3 000

（億円）

半導体製造装置市場 実装装置市場

前回予想（e） 前回予想（e） 前年同期比前年同期比
（億ＵＳＤ）

3,000

80

500 

433

391 399 2,344
2,433

前 （ ） 前年同期比前年同期比

△5%

△19%△10%
+4%+2%

△9%

2 210

700
727

660

80 

84 85 非関連
分野

後工程
2,210

1,500

353

250 

前工程

1,644 1,706
1,550

353
307 314

当社関連
前工程

0

12/3 13/3（e1） 14/3(e1）

0 
12/3 13/3(e1) 14/3(e1)
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（出所）Gartner(12年9月)に基づき当社作成 （出所）日本ロボット工業会資料(12年7月）調査機関資料に基づき当社作成



２０１３年３月期業績予想（電子デバイスシステム）③

受注高の推移

（億円）
12/3 1,033 △9% 13/3 1,116 ＋8% 前年同期比

800 

12/3 1,033 △9% 13/3 1,116 ＋8% 前年同期比

＋20%

前回予想（e）

516 517 496

620
△4%

＋20%

△14% △3%

516 517 496

400 
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0 
11/1H 11/2H 12/1H 12/2H(e1)

19＊12/1Hの前回予想は13年3月期第1四半期決算発表時の見通し



２０１３年３月期業績予想（電子デバイスシステム）④

今後の取り組み

１ 成長分野＊ 技術変化＊＊に対応したソリューション提案による顧客価値の実現１．成長分野 、技術変化 に対応したソリュ ション提案による顧客価値の実現
＊成長分野：モバイル機器・通信 ＊＊技術変化：新材料・新構造・微細化加速

２．主力製品の売上拡大と新製品の市場投入による顧客内シェアの拡大

1,400 

主要製品群別 売上高の推移 前工程装置 分野別売上高比率

前回予想比

＋７％
（億円） ＤＲＡＭ ＮＡＮＤ Ｌｏｇｉｃ その他ＦｏｕｎｄｒｙＭＰＵ

13/3(e)

12/3

431 434

1,024
＋１％

プロセス
製造装置

1,150 
1,232 

0% 50% 100%

13/3(e1)

550

392

431 434

700 

＋１３％ 評価装置
0% 50% 100%

211 232 248

421
487

550

後工程・
実装装置＋７％

評価装置

１１年度：ＭＰＵは積極的投資により堅調に推移。
ＤＲＡＭ関連は、投資抑制

１２年度：ファウンドリの大型投資は継続
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211 232 248

0 
12/3 13/3(e) 13/3(e1)

１２年度：ファウンドリの大型投資は継続。
ロジック関連の投資増加



２０１３年３月期業績予想（ファインテックシステム）①

60 US B$ＦＰＤ業界動向

１１年度事業環境と当社の対応事業環境

ＦＰＤの金額市場

40 

50 

60 US  B$業界動向

スマ トフォン

液晶ＴＶ

ＦＰＤの金額市場

■今後液晶ＴＶは停滞
一方、スマートフォン市場は成長の見込み

20 

30 

スマートフォン
(ＬＣＤ＋ＯＬＥＤ)

モニタ タブレット

■ タブレットＰＣも高成長が続く見込み

■投資は高精細・中小型パネルや有機ＥＬに

0 

10 

2010 2011 2012 2013 2014 2015
出所：ＤｉｓｐｌａｙＳｅａｒｃｈデータを基に当社作成

ノート

ＯＬＥＤ ＴＶ

スマートフォン(ＯＬＥＤ)

ＨＤ業界動向

■投資は高精細 中小型パネルや有機ＥＬに
限定され、大型パネル向け投資は停滞

(CY)

200

250
今後のＨＤＤ出荷台数（予想）２０１２年ＨＤＤ出荷台数（予想）M unit

600

800
M unit

■４月予想 ■１０月予想

■世界経済の低迷、ＰＣ市場
停滞により２０１２年後半は失速

■ ２０１２年のＨＤＤ出荷台数は

50

100

150

200

400

■ ２０１２年のＨＤＤ出荷台数は
前年割れの６億台程度の予想

■ ２０１３年以降は５％程度の
成長と予想
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0
Q1 Q2 Q3 Q4

出所：テクノ・システム・リサーチ

(CY)
0

2011 2012 2013 2014 2015
出所：テクノ・システム・リサーチ

成長と予想
(CY)
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２０１３年３月期業績予想（ファインテックシステム）②

今後の取り組み

１ 事業構造改革の継続推進１．事業構造改革の継続推進

２．新製品のタイムリーな投入による主力事業の拡大

100%300 

前回予想比

△２０％

主要製品群別売上高の推移 事業構造改革

（億円） ■既存分野から成長分野へリソースシフト

（
開

0%

50%
230

200

既存分野

成長分野

(ＦY)

開
発
リ
ソ
ー
ス
）

2011 2012 2013 2014

185 114

97

150 

△１５％
ＦＰＤ関連
製造装置

161

■新技術によるグローバルトップ製品の実現

ＨＤ関連 新製品の立ち上げ

(ＦY)

45

86
64

97 △１５％

ＨＤ関連
製造装置その他

製造装置

△ ２６％
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45
64

0 
12/3 13/3(e) 13/3(e1) ディスク表面検査システムヘッド素子形状検査装置



２０１３年３月期業績予想(科学・医用システム)①

事業環境

科学関連事業科学関連事業

■解析装置は、中国・アジアでの成長が見込まれるものの、国内・欧州の市況悪化等に
より減少し、その後徐々に回復すると予測。半導体／電気分野における需要は大幅減
も 新エネルギー・新材料分野への投資は継続も、新エネルギー・新材料分野への投資は継続

■分析装置は、国内・欧州の市況悪化の影響を受けるも、新興国向け需要の伸長により、
微増と予測。液体クロマトグラフは、分析時間の短縮・高感度分析ニーズの高まりから
超高速装置へ市場がシフトしており 汎用装置が減少

バイオ・メディカル事業

超高速装置へ市場がシフトしており、汎用装置が減少

■医用装置は、南欧諸国の債務危機に端を発し、欧州各国政府の投資が抑制され医用装置 、南欧諸国 債務 機 端を発 、欧州各国政府 投資 抑制
医療費削減圧力が強まるため、機器の更新時期が延長傾向にある。特に大型装置
の需要が減少すると予測。中国市場は高成長を継続

■ＤＮＡシーケンサは、欧米各国政府の研究予算削減により、市場全体は成長
鈍化傾向
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２０１３年３月期業績予想(科学・医用システム)②

科学関連事業

今後の取り組み

１．先端アプリケーション開発強化による販売の拡大１．先端アプリケ ション開発強化による販売の拡大

２．コア技術の強化による新製品の継続的投入と拡販

500 473

売上高の推移

(億円)

具体的アクションプラン

■アプリケーション開発による、新エネルギー/
新材料分野への販売拡大
東京 ボ(デ ボ) 積極活

前回予想比

△２％
500 473

446 437 ・東京ソリューションラボ(デモラボ)の積極活用
・最先端分野での顧客との共同アプリ開発

■新製品の投入と拡販(１２年度投入製品)
331

316 314
250 

解析装置△１％

■新製品の投入と拡販(１２年度投入製品)
・ＳＵ３５００ 汎用走査電子顕微鏡(５月)
・ＺＡ３０００ 原子吸光光度計(６月)
・Ｐｒｉｍａｉｄｅ 汎用液体クロマトグラフ(７月)
ＵＨ５３００ 小型分光光度計(１０月)

142 130 123
分析装置△６％

・ＵＨ５３００ 小型分光光度計(１０月)
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0 
12/3 13/3(e) 13/3(e1) 新型ＵＨ５３００型 【業界初のタブレット端末(ｉＰａｄ) 採用】



２０１３年３月期業績予想(科学・医用システム)③

バイオ・メディカル事業

今後の取り組み

１ 生化学・免疫統合型システムによる大・中型装置市場の攻略１．生化学 免疫統合型システムによる大 中型装置市場の攻略

２．ＣＥ*シーケンサによる臨床検査市場への本格参入
＊ＣＥ：Ｃａｐｉｌｌａｒｙ Ｅｌｅｃｔｒｏｐｈｏｒｅｓｉｓ（キャピラリー電気泳動方式）

売上高の推移 具体的アクションプラン

1,000

前回予想比

△４％997
(億円)

■海外パートナーとの連携による
大・中型生化学・免疫統合システムの

238
163

150

1,000 
903

△８％
バイオ製品
その他

869
大・中型生化学・免疫統合システムの
大規模病院、検査センターへの拡販

■中国最大の販売代理店網と共に

759 740

500 

△３％
生化学・
免疫分析

拡大基調の生化学自動分析装置需要の
最大限取り込み

■海外パートナーとの連携により759 740 719
△３％ 免疫分析 ■海外パートナーとの連携により、

ＣＥシーケンサ初の米国ＦＤＡ*薬事
承認取得による臨床検査分野における
販売本格立ち上げ
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0 
12/3 13/3(e) 13/3(e1)

＊ＦＤＡ：Food and Drug Administration(米国食品・医薬品局)



２０１３年３月期業績予想（産業・ＩＴシステム/先端産業部材）①

基本戦略の具体的アクション例

● インドネシア向け通信設備

基本戦略 具体的アクション例

● インドネシア向け通信設備
・離島向けに「ワンセグ放送システム」を提案
総務省委託事業として実証実験を実施済

●社会イノベーションの推進
● インドネシア・タイ向け地震・津波情報の伝達

アセアン

● 社会インフラ施設向けセキュリティー強化対策

グローバル化

● インドネシア タイ向け地震 津波情報の伝達
・各国の気象データを反映した防災ＩＣＴシステムの提案

● 社会インフラ施設向けセキュリティ 強化対策
・「超高感度一体型カメラ」の提案

－水力発電所の侵入者監視用途
－国境警備監視用

ロシア日立グループとの連携

日立グ プ向け部品 材料調達活動推進

●環境・新エネルギー分野推進 ● 社会インフラ設備更新需要への対応
・ サンクトペテルブルグ水道局向け上水設備更新

Copyright©2012 Hitachi High-Technologies Corporation All Rights Reserved. 26

● 日立グループ向け部品・材料調達活動推進
・ 海外２７カ国の拠点を生かしグローバル調達推進



２０１３年３月期業績予想（産業・ＩＴシステム/先端産業部材）②

1 400

産業・ＩＴシステム 売上高の推移

2 901

前回予想比

先端産業部材 売上高の推移

△１％
前回予想比

△９％
（億円）（億円）

3,000 

93

1,400 2,901

2,612

ＬＩＢ等1,111

1,217

△１％ △９％

1,096

2,645

1,249

1,514

1,341
294

381 335

142 149

△１１％ 工業材料

ＬＩＢ等
組立装置＋５％

車載用
ＨＤＤ等△１２％

208 200
198

1,500 

507

381 335

700 

△１％
光関連
部材

電子
デバイ

ＨＤＤ等

＋１４％ ＩＴｿﾘ ｼｮﾝ

△１２％

587 553 504

323

327 374 △９％
デバイス・
材料

計装品
その他△９％

＋１４％ ＩＴｿﾘｭｰｼｮﾝ

機能化学品
その他△５％

567 635 602

0 
12/3 13/3(e) 13/3(e1)

323
261 239

0 
12/3 13/3(e) 13/3(e1)

その他△９％ その他△５％
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ⅣⅣ データ集データ集

（注）ＹＹ/ＭはＹＹ年Ｍ月期を表しています。
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四半期業績の推移

（億円）（億円）

１１年

１Ｑ

１１年

２Ｑ

１１年

３Ｑ

１１年

４Ｑ

１２年

１Ｑ

１２年

２Ｑ

売上高 ２３１ ３０１ ２１３ ２７９ ２９３ ３３７
電 子 デ バ イ ス シ ス テ ム

売上高 ２３１ ３０１ ２１３ ２７９ ２９３ ３３７

営業利益 ２４ ３３ １７ ３２ ６１ ５２

フ ァ イ ン テ ッ ク シ ス テ ム
売上高 ３６ ７９ ５６ ５８ ２５ ４８

営業利益 △１３ △１０ △１９ △２１ △１４ △１４

売
上
高

/

営業利益 △１３ △１０ △１９ △２１ △１４ △１４

科 学 ・ 医 用 シ ス テ ム
売上高 ２５４ ４０１ ３９４ ４２２ ３５５ ３４５

営業利益 ２１ ６７ ６３ ５９ ５２ ３２

売上高 ３０１ ３０２ ２５６ ３５８ ２５９ ２７９

/

営
業
利
益

産 業 ・ I T シ ス テ ム
売上高 ３０１ ３０２ ２５６ ３５８ ２５９ ２７９

営業利益 △２ ４ △１ １３ △２ ６

先 端 産 業 部 材
売上高 ６５６ ７０２ ６１８ ６３６ ６０５ ５９２

営業利益 ４ ３ ２ ３ ２ １益 営業利益 ４ ３ ２ ３ ２ １

そ の 他 ・ 調 整 額
売上高 △２５ △２１ △２６ △２３ △１５ △１７

営業利益 △３ △７ △５ △９ △６ △１３

売上高 １ ４５２ １ ７６３ １ ５１２ １ ７３１ １ ５２３ １ ５８４
合計

売上高 １,４５２ １,７６３ １,５１２ １,７３１ １,５２３ １,５８４

営業利益 ３２ ９１ ５５ ７６ ９４ ６６

経常利益 ３６ ８９ ６０ ７７ ９９ ６６

Copyright©2012 Hitachi High-Technologies Corporation All Rights Reserved. 29

当期利益 ２０ ５９ ５７ ７ ６２ ４９



設備投資額・減価償却費・研究開発費/地域別売上高

１１／１Ｈ １２／１Ｈ
前年

同期比
１２／３

１３／３
（e１）

前年
同期比

（億円）■設備投資額・減価償却費・研究開発費

同期比 （e１） 同期比

設 備 投 資 額 ５５ ５６ ＋１％ １７３ １７０ △２％

減 価 償 却 費 ４１ ３７ △１０％ ９１ ７９ △１３％減 価 償 却 費 ４１ ３７ △１０％ ９１ ７９ △１３％

研 究 開 発 費 １１４ １１０ △３％ ２３６ ２４０ ＋２％

（注）設備投資額は取得ベースにて記載（注）設備投資額は取得ベ スにて記載

日本 北米 欧州
アジア

その他 計

（億円）■地域別売上高

日本 北米 欧州 その他 計
中国大陸

１１／１Ｈ
売 上 高 １,３３０ ４０８ ４０６ ９７９ ５１３ ９３ ３,２１６

構成比率 ４１.４％ １２.７％ １２.６％ ３０.４％ １６.０％ ２.９％ １００.０％

１２／１Ｈ
売 上 高 １,２５３ ３１１ ４１２ １,０２６ ４３９ １０５ ３,１０７
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１２／１Ｈ
構成比率 ４０.３％ １０.０％ １３.３％ ３３.０％ １４.１％ ３.４％ １００.０％



主要製品群別売上高の状況

（億円） １１年１Ｑ １１年２Ｑ １１年３Ｑ １１年４Ｑ １２年１Ｑ １２年２Ｑ

電子デバイスシステム ２３１ ３０１ ２１３ ２７９ ２９３ ３３７

プロセス製造装置 ９２ １０１ １０１ ９９ １１３ ９０

評価装置 ８７ １２７ ７２ １３４ １３８ １５６

（億円）

評価装置 ８７ １２７ ７２ １３４ １３８ １５６

後工程・実装装置 ５２ ７２ ４０ ４６ ４２ ９０

ファインテックシステム ３６ ７９ ５６ ５８ ２５ ４８

ＦＰＤ関連製造装置 ３０ ６６ ４５ ４４ １６ ３４

ＨＤ関連製造装置その他 ６ １３ １１ １４ １０ １５

科学・医用システム ２５４ ４０１ ３９４ ４２２ ３５５ ３４５

分析装置 ２９ ３８ ３５ ４０ ２４ ３４

解析装置 ５５ ８８ ７１ １１６ ６８ ８２

生化学・免疫分析 １０８ ２０６ ２３２ ２１３ ２０７ １８７

バイオ製品その他 ６１ ６７ ５７ ５３ ５６ ４２

産業・ＩＴシステム ３０１ ３０２ ２５６ ３５８ ２５９ ２７９産業 ＩＴシステム ３０１ ３０２ ２５６ ３５８ ２５９ ２７９

ＬIＢ等組立装置 １３ ２５ ２１ ３４ ４３ ６３

車載用ＨＤＤ等 ８７ ６６ ５４ ８７ ８０ ７７

ＩＴソリューション １２６ １３０ １０７ １４５ ８８ ７３

計装品その他 ７５ ８０ ７５ ９３ ４７ ６５

先端産業部材 ６５５ ７０２ ６１８ ６３６ ６０５ ５９２

工業材料 ３１８ ３２８ ２９２ ３１０ ３０１ ２９０

光関連部材 ５６ ５７ ４７ ４９ ５６ ５２

Copyright©2012 Hitachi High-Technologies Corporation All Rights Reserved. 31

光関連部材 ５６ ５７ ４７ ４９ ５６ ５２

電子デバイス・材料 １３３ １７１ １４９ １３４ １２０ １２７

機能化学品その他 １４８ １４５ １３０ １４４ １２９ １２３



＜資料取り扱い上の注意＞
・ 本プレゼンテーションで述べられている決算概要及び業績予想は 注記がある場合を除き すべて連結であり 億円未満を四捨五入しています本プレゼンテ ションで述べられている決算概要及び業績予想は、注記がある場合を除き、すべて連結であり、億円未満を四捨五入しています。
・ 当社が開示する将来の業績見通しや戦略等に関する予想は、開示時点で知りうる情報や合理的と思われる前提をもとに策定しており、さまざまな外部要因による直接的・間接的な影響により、

実際の当社の業績等が開示内容と異なる可能性があります。但し、開示内容との間に大きな乖離がある場合は、法令や証券取引所が定める適時開示規則並びに当社の自主的な判断に基づき、
その都度開示していきます。

また、この資料は投資判断の参考となる情報の提供を目的としたもので、投資勧誘を目的として作成したものではありません。銘柄の選択、投資の最終決定は、ご自身の判断で
なさるようにお願いいたします。
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END
２０１３年３月期第２四半期決算説明会資料

お問合せ先
ＣＳＲ本部 コーポレート・コミュニケーション部ＣＳＲ本部 コ ポレ ト コミュニケ ション部
部長 加藤 弘之
TEL：03-3504-5138 FAX：03-3504-5943
E-mail：kato-hiroyuki@nst.hitachi-hitec.com
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